
 

   

 

 

 



 

 

 

 使用装置  infiTOF（MS-UHV-Pro）

 使用ガス
 Heベース、CH4／N2／CO／O2／Ar／Kr／

Xe（10 ppm each）

 キャリアガス流量  2 [cc/min]

 EIイオン化エネルギー  20 [eV]

 infiTOF周回数  40周回

 

 



 

 

Theoretical Experimental Error Error

value value [u] [ppm]

CH4 16.03130 Calibrant - -

H2O 18.01057 18.01057 0 0.0

CO 27.99492 27.99497 0.00005 1.8

N2 28.00615 28.00618 0.00003 1.1

O2 31.98984 31.98990 0.00006 1.9

Ar 39.96238 39.96246 0.00008 2.0

Kr 83.91151 83.91156 0.00005 0.6

Xe 131.90415 Calibrant - -

Targets
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